
LG화학, 국제 PCT 출원 38건!
특허청 , 삼성전자 1위 … 기술경쟁력에 의한 시장지배 강화 필수

2002년 국내 특허청을 수리관청으로 한 PCT 국제출원은 모두 2511건으로 2001년 2318건 대비 8.5%의 증가

세를 보여 2001년 세계 제8위의 PCT 국제출원국의 위치가 머지 않아 한 단계 격상될 것으로 예상된다.

2000년부터 특허청이 PCT 국제조사 및 예비심사기관으로서 업무를 시작해 해외출원이 편리해진데다 PCT

제도가 세계시장에서 기술경쟁력으로 시장지배력을 구축해 나가는 전략적 무기로 인식됐기 때문이다.

특허청이 발표한 <2002년 산업재산권 출원동향>에 따르면, 국내 기업 가운데 특허협력조약(PCT)에 가장

많이 국제 출원을 한 업체는 삼성전자였으며, LG전자와 LG화학이 뒤를 이었다.

삼성전자는 전년대비 123.2% 증가한 183건, LG전자는 전년대비 106.1% 증가한 136건으로 전자통신분야에

있어 국내기업들은 국제 기술경쟁력 확보를 위한 기술투자에 많은 노력을 기울이고 있는 것으로 분석된다.

LG화학은 2001년 12건에서 216.7% 증가한 2002년 38건을 국제 출원했다.

또 국내 출원에서도 삼성전자가 1위(9470건)를 차지했으며, LG전자(8065건)와 현대자동차가 각각 2, 3위를

기록했다.

국내 산업재산권 출원순위 (단위: 건, %)

순 위 구 분 특 허 실 용 의 장 상 표
합 계

건 수 점유율 증감률
1(2) 삼성전자 8,326 50 776 318 9,470 3.9 21.8

2(1) LG전자
7,404

(7,311)
128

(314)
423

(392)
110

(531)
8,065

(8,548)
3.4

(3.6)
▽5.7

3(3) 현대자동차 4,013 0 368 48 4,429 1.8 ▽2.4
4(4) 하이닉스반도체 3,414 0 0 12 3,426 1.4 ▽7.3
5(5) 포스코 2,192 51 1 7 2,251 0.9 ▽22.3
6(8) LG필립스 1,696 0 0 0 1,696 0.7 62.9

7(7) 태평양
97

(67)
43

(21)
266

(180)
1,142

(1,132)
1,548

(1,400)
0.6

(0.6)
10.6

8 한국전자통신연구원 1,267 0 0 1 1,268 0.5 -
9 LGEI 765 9 12 374 1,160 0.4 -

10(6) 기아자동차
689

(1,069)
0

(0)
316

(244)
77

(124)
1,082

(1,437)
0.4

(0.6)
▽24.7

1- 10위
계

29,863
(27,538)

281
(688)

2,162
2,089

(2,487)
34,395

(32,767)
14.3

(13.9)
5.0

1- 50위
36,116

(32,639)
902

(1,100)
3,901

(3,443)
6,962

(8,441)
47,881

(45,623)
19.9

(19.4)
4.9

1- 100위
37,629

(34,172)
1,209

(1,391)
4,990

(3,922)
12,841

(12,260)
56,669

(51,745)
23.5

(22.0)
9.5

합계(내국인 출원)
76,559

(73,648)
38,657

(40,364)
35,398

(35,052)
90,072

(86,491)
240,686

(235,585)
100

(100)
2.2

† 출원서 기준으로 국내법상 법인 대상 ( ) 안은 2001년 출원실적

2002년 특허청에 출원된 특허 실용신안 의장 상표 등 산업재산권의 총 출원건수는 29만86건으로 외환위

기로 급감했던 1998년에 비해 56.6%의 대폭적인 증가세를 기록했다. 일본, 미국, 중국에 이어 세계 제4위 수준



의 출원 규모이다.

또 2002년 국내 다출원 기업 가운데는 한국전자통신연구원과, LGEI가 10대 다출원 기업으로 새롭게 진입했

다.

국내 100대 다출원 기업의 출원은 총 5만6669건으로 전년대비 9.5% 증가하면서 내국인 출원(총 24만86건)의

23.5%를 점하고 있으며, 특허출원 3만7629건(10.1%), 실용신안출원 1209건(-13.1%), 의장출원 4990건(27.2%),

상표출원 1만2841건(4.7%) 등으로 각각 나타났다.

국내 100대 다출원 기업의 출원이 10.1% 증가세로 나타난 것은 기업이 국·내외적으로 어려운 경제환경 속

에서도 중·장기적 특허전략에 기초한 꾸준한 R&D투자에 의해 높은 기술 수준을 달성했기 때문이며, 상대적

으로 실용신안출원은 13.1% 감소세를 보인 것으로 분석된다.

또 의장등록출원이 27.2%의 두드러진 증가세를 보인 것은 의장의 조기 권리화를 위한 무심사 제도의 활용

과 부분의장제도의 도입에 기인한 것으로 파악된다. <조인경 기자>
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